WaterClear 10110

Resina epossidica per stereolitografia caratterizzata da superiore funzionalita, robust-
ezza e precisione, con un’elevata velocita di fotopolimerizzazione per sistemi laser a
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“Utilizziamo i prodotti di DSM
Somos® da oltre sei anni, e Somos®
10110 continua la tradizione
di introdurre nuove applicazioni
stereolitografiche, che ci consentono
di acquisire nuovi client.”
David Yarnell
Manager RP
Dynacept Corp.

Elio-Cadmio (He-Cd; 325 nm)

Descrizione

Il fotopolimero Somos® WaterClear™ 10110 di DSM,
con elevata velocita di fotopolimerizzazione, viene utiliz-
zato nelle macchine stereolitografiche per produrre parti
dotate di superiore resistenza, rigidita, e trasparenza.

Questa resina & particolarmente indicata per applicazioni
come tubi trasparenti, analisi del flusso di fluidi e di stress.
La resina epossidica Somos® WaterClear™ 10110 per-
mette la realizzazione di componenti dotati di elevata
robustezza, privi della fragilita normalmente associata alle
resine stereolitografiche rigide.

Applicazione

Durante il processo di ‘solid imaging’, strati del fotopolim-
ero Somos® WaterClear™ 10110 (tra circa 0.064 - 0.15
mm di spessore) sono esposti ai raggi ultravioletti (UV)
per costruire elementi tridimensionali. Un’esposizione
eccessivamente prolungata alla luce ultravioletta puo pro-
vocare una sfumatura di giallo sulle parti.

Proprieta fisiche del liquido

Aspetto Trasparente
Viscosita ~130 cps at 30°C
Densita ~1,12 g/em?3 at 25°C
cm—
Proprieta ottiche a 325 nm o ‘;-|' :
E 9,0 m)/cm? Vg
< [Esposizione critica] ! B
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D 0,15 mm (0,00575 inch)
P [Inclinazione della profondita di indurimento - In(E) curva]

E 51 mj/em?

[Esposizione per ottenere uno strato di spessore 0,254 mm]




Proprieta meccaniche

Descrizione WaterClear™ ABS’ Polycarbonate® Nylon 66"

10110 (transparente) (grado ottico)

D638M Resistenza alla trazione 43,4 MPa 45,7 MPa 62,5 MPa 63,6 MPa
Allungamento a rottura 37 % 41,6 % 110 % 82,8 %
Allungamento alla deformazione elastica 42 % N/A 6% 10,7 %
Modulo diYoung 2.040 MPa 2.000 MPa 2.300 MPa 2.100 MPa
D790M Resistenza alla flessione 57,7 MPa 73,5 MPa 94,2 MPa 88,4 MPa
Modulo di rigidita flessionale 1.720 MPa 2.300 MPa 2.300 MPa 2.400 MPa
D256A Resistenza all’ impatto (Izod - intagliato) 0,45 J/cm 1,6 J/lcm 7,1 J/em 1,5 J/em
D542-00 Indice di rifrazione 1,51 1,52 1,59 N/D
D2240 Durezza (Shore D) 83 N/D N/D N/D
D1004 Resistenza alla lacerazione (Graves) 343 Kg N/D N/D N/D
D570-98 Assorbimento d’acqua 0,98 % 0,20 - 0,45 % 0,17 % 2,3 %
D638M Coefficiente di Poisson 0,36

* http://www.matweb.com N/D: Non disponibile

Proprieta termiche ed elettriche

Descrizione WaterClear™ ABS’ Polycarbonate® Nylon 66*

10110 (transparente) (grado ottico)

E831-00 Coefficientdi -40°C —0°C 75,9 um/m-°C
dilatazionecubica ., o o
cermica DG =S 109.2um/m="C 0 130 umim-"C 66 pmim-"C 80 um/m-°C
50°C - 100°C 161 um/m-°C
100°C - 150°C 183 um/m-°C
D150-98 Costante dielettrica 60Hz 39 3,7 31
Costante dielettrica |KHz 3,8
Costante dielettrica IMHz 3,5 3,7 3 3,5-3,8
D149-97a Dielectric Strength 15,3 kV/mm 13,8 — 19,7 kV/mm 26,4 kV/mm 95,7 kV/mm
EI545-00 Temperatura di transizione amorfa (Tg) 41 °C 150 °C
D648-98c  lemperatura @ 0,455 MPa 51,2 °C (124 °F) 94 — 207 °C 130 °C 210 °C
di inflessione .
sotto @1,82 MPa 449°C(113°F)  86,4-194°C 130 °C 80,5 °C

* http:/lwww.matweb.com N/D: Non disponibile
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